
ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 20 lipca.2002 r. 

 
w sprawie sposobu realizacji obowi�zków dostawców �cieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania �cieków do urz�dze� kanalizacyjnych 
 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i 
zbiorowym odprowadzaniu �cieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 ) zarz�dza si�, co nast�puje: 

 
§ 1. Dostawca �cieków przemysłowych wprowadzaj�c je do urz�dze� kanalizacyjnych zapewnia: 

1) ograniczenie lub eliminacj� substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska, 
okre�lonych w odr�bnych przepisach, 

2) równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowo�ci kanałów i 
dopuszczalnego obci��enia oczyszczalni �cieków, 

3) ograniczenie tych zanieczyszcze�, które nie korzystnie wpływaj� na prac� oczyszczalni 
�cieków. 

 
§ 2.Powiadamiaj�c o awarii, powoduj�cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz�dze� 

kanalizacyjnych, stosuje si� przepisy o ochronie �rodowiska. 
 
§ 3.Instalowanie niezb�dnych urz�dze� podczyszczaj�cych �cieki przemysłowe powinno 

odbywa� si� zgodnie z najlepszymi dost�pnymi rozwi�zaniami technicznymi, uwzgl�dniaj�cymi w 
szczególno�ci ograniczenie oddziaływania �cieków na �rodowisko. 

 
§ 4.Dostawca �cieków przemysłowych jest obowi�zany udost�pni� przedsi�biorstwu 

wodoci�gowo-kanalizacyjnemu niezb�dne dane o rodzaju i wielko�ci produkcji i stosowanych 
procesach technologicznych oraz o gospodarce �ciekowej w zakładzie, w celu okre�lenia ilo�ci i 
czasowego rozkładu dopływu �cieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia. 

 
§ 5. Eksploatuj�c własn� sie� i urz�dzenia podczyszczaj�ce dostawca �cieków przemysłowych 

jest obowi�zany post�powa� w sposób zapewniaj�cy ochron� �rodowiska.  
 
§ 6. �cieki przemysłowe nie mog� by� rozcie�czane wod� w celu uzyskania dopuszczalnych 

st��e� zanieczyszcze�. 
 

§ 7.�cieki przemysłowe mog� by� wprowadzane do urz�dze� kanalizacyjnych , je�eli:  
1) nie stanowi to zagro�enia dla bezpiecze�stwa i zdrowia osób obsługuj�cych 

urz�dzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych 
urz�dze� oraz oczyszczalni �cieków, a tak�e spełnienia przez przedsi�biorstwo 
wodoci�gowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie 
�cieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów �ciekowych,  

2) spełnione s� przez dostawc� �cieków warunki posiadanego pozwolenia 
wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie odr�bnych 
przepisów. 

 § 8. Dopuszczalne warto�ci wska�ników zanieczyszczenia w �ciekach przemysłowych 
wprowadzanych do urz�dze� kanalizacyjnych, okre�la zał�cznik nr 1 do rozporz�dzenia. 
 

§ 9.1 �cieki przemysłowe wprowadzane do urz�dze� kanalizacyjnych nie powinny powodowa� 
wydzielania si� gazów i par w cz��ci powietrznej urz�dze� w obj�to�ciach przekraczaj�cych 
dopuszczalne st��enia. 

2. Dopuszczalne st��enia, o których mowa w ust. 1, okre�la zał�cznik nr 2 do rozporz�dzenia. 
 

§ 10.1. Warto�ci wska�ników zanieczyszczenia, okre�lone w zał�czniku nr 1 do rozporz�dzenia, 
powinny by� spełnione w próbce �redniodobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek 
pobranych r�cznie lub automatycznie w odst�pach co najmniej dwugodzinnych. W przypadku odczynu 
i temperatury warto�ci odnosz� si� do próbek jednorazowych pobranych losowo.  

 
2. Przedsi�biorstwo wodoci�gowo-kanalizacyjne mo�e ustali� inny rodzaj kontrolnych próbek 

�cieków przemysłowych, w których powinny by� spełnione dopuszczalne warto�ci wska�ników 
zanieczyszczenia, je�li wynika to z procesu produkcji w zakładzie i próbki tych �cieków s� 
reprezentatywne dla okre�lenia ilo�ci odprowadzanych zanieczyszcze� z zakładu. Pobór kontrolnych 



próbek odbywa si� po zawiadomieniu dostawcy �cieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli. 
 

3. Pobór kontrolnych próbek �cieków przemysłowych wprowadzanych do urz�dze� 
kanalizacyjnych powinien by� wykonywany w obecno�ci dostawcy tych �cieków z miejsc 
umo�liwiaj�cych ocen� ogólnej ilo�ci zanieczyszcze� w �ciekach przemysłowych z całego zakładu. 

 
§11.1. Zakres wska�ników zanieczyszczenia i ich warto�ci oraz maksymaln� warto�� strumienia 

obj�to�ci �cieków przemysłowych w zale�no�ci od specyfiki tych �cieków ustala przedsi�biorstwo 
wodoci�gowo-kanalizacyjne, uwzgl�dniaj�c warunki pozwole� wodnoprawnych. 

 
2. Warto�ci wska�ników zanieczyszczenia w �ciekach przemysłowych, o których mowa w ust. 

1, powinny by� ustalane przez przedsi�biorstwo wodoci�gowo-kanalizacyjne na podstawie: 
1) bilansu ilo�ci i jako�ci �cieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni �cieków, 
2) faktycznej przepustowo�ci oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania �cieków oraz 

uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszcze� i sposobu stosowania osadów �ciekowych, 
3) uzgodnionej z dostawc� �cieków przemysłowych mo�liwo�ci zastosowania w zakładzie najlepszych 

dost�pnych technologii w produkcji i podczyszczaniu tych �cieków, w celu zmniejszenia ładunków 
zanieczyszcze� w �ciekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji. 

 
§12. Je�eli ilo�� wprowadzanych �cieków przemysłowych stanowi wi�cej ni� 10% ogólnej ilo�� 

�cieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni, lub gdy jest to niezb�dne dla spełnienia 
warunków przy wykorzystaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsi�biorstwo 
wodoci�gowo-kanalizacyjne mo�e ustali� ni�sze warto�ci wska�ników zanieczyszczenia ni� okre�lone 
w zał�czniku nr 1. 

 
§ 13. Je�eli ilo�� wprowadzanych �cieków przemysłowych stanowi mniej ni� 10% ogólnej ilo�ci 

�cieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni , przedsi�biorstwo wodoci�gowo-
kanalizacyjne mo�e ustali� wy�sze warto�ci wska�ników ni� okre�lone w zał�czniku nr 1, pod 
warunkiem, �e nie b�dzie to stanowi� zagro�e�, o których mowa w § 7.. 

 
§ 14. Mieszanina �cieków przemysłowych i bytowych powinna by� podatna na mechaniczno-

biologiczne procesy oczyszczania. 
 

§15.Osady z oczyszczalni �cieków obsługuj�cej zbiorczy system kanalizacyjny nie powinny 
stanowi� zagro�enia dla �rodowiska oraz powinny nadawa� si� do ich stosowania zgodnie z 
odr�bnymi przepisami. 

 
§ 16. Warunki wprowadzania do urz�dze� kanalizacyjnych �cieków promieniotwórczych okre�laj� 

odr�bne przepisy. 
 

§17.Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
      Minister Infrastruktury: M. Pol 



 
Zał�czniki do rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia.20 lipca 2002 r..(poz 1108.) 

 
Zał�cznik nr 1  
 

DOPUSZCZALNE WARTO�CI WSKA�NIKÓW ZANIECZYSZCZENIA 
W�CIEKACH PRZEMYSŁOWYCHWPROWADZANYCH DO 

URZ�DZE�KANALIZACYJNYCH 
 

L.p. Wska�nik 
zanieczyszczenia 

Jednostka Warto�	 Zalecane metody bada� próbek 
�cieków 

I II III IV V 
1.  Temperatura °C 35 Termometryczna ( pomiar in situ) 
2.   PH 1 6,5 – 9,5 

8 – 101) 
Elektrometryczna(pomiar in situ) 

3.  Zawiesiny łatwoopadaj�ce ml/l 10 Pomiar w leju Imhoffa po 0,5 godz. 
sedymentacji 

4.  Zawiesiny ogólne mg/l 2) Filtracja przez 0,45 	m membran�, 
suszenie w 105 ºC ± 1ºC i wa�enie 

5.  ChZTCr mgO2/l 
2) Metoda miareczkowa z 

dwuchromianem potasu 
6.  BZT5 mgO2/l 

2) Oznaczanie st��enia tlenu przed i 
po 5-dniowej inkubacji w 20 ºC ±1ºC 

7.  Ogólny w�giel organiczny mgC/l 2) Katalityczne spalanie do CO2 i 
analiza w podczerwieni 
(spektrofotometria IR) 

8.  Azot amonowy mgNNH4/l 1003) 

2004) 
Indofenolowa spektrofotometryczna 

9.  Azot azotynowy mgNNO2/l 10 Spektrofotometria UV-VIS lub 
chromatografia jonowa IC-HPLC 

10.  Fosfor ogólny mgP/l 2) Spektrofotometria UV-VIS 
11.  Chlorki mgCl/l 1000 Obj�to�ciowa argentometryczna` 

wg Mohra lub chromatografia 
jonowa IC-HPLC 

12.  Siarczany mgSO4/l 500 Wagowa, spektrofotometria UV-VIS 
lub chromatografia jonowa IC-HPLC 

13.  Siarczyny mgSO3/l 10 Miareczkowa jodometryczna lub 
chromatografia jonowa IC-HPLC 

14.  
elazo ogólne mgFe/l 5) Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

15.  Aluminium mgAl/l 5) Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

16.  Antymon mgSb/l 0,5 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

17.  Arsen mgAs/l 0,5 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

18.  Bar mgBa/l 5 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie  

19.  Beryl mgBe/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

 
 



I II III IV V 
20.  Bor mgB/l 10 Absorpcyjna spektrometria atomowa 

lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

21.  Cynk mgZn/l 5 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

22.  Cyna mgSn/l 2 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

23.  Chrom+6 mgCr+6/l 0,2 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

24.  Chrom ogólny mgCr/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

25.  Kadm mgCd/l 0,4 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

26.  Kobalt mgCo/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

27.  Mied� mgCu/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

28.  Molibden mgMo/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

29.  Nikiel mgNi/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie  

30.  Ołów mgPb/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

31.  Rt�� mgHg/l 0,1 Bezpłomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa  

32.  Selen mgSe/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

33.  Srebro mgAg/l 0,5 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

34.  Tal mgTl/l 1 Absorpcyjna spektrometria atomowa  
35.  Tytan mgTi/l 2 Absorpcyjna spektrometria atomowa 

lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

 36. Wanad mgV/l 2 Absorpcyjna spektrometria atomowa 
lub emisyjna z plazm� wzbudzon� 
indukcyjnie 

 37. Chlor wolny mgCl2/l 1 Miareczkowanie; spektrofotometria 
UV-VIS 

38. Chlorcałkowity mgCl2/l 4 Miareczkowanie; spektrofotometria 
UV-VIS 

39. Cyjanki zwi�zane mgCN/l 5 Spektrofotometria UV-VIS 
40. Cyjanki wolne mgCN/l 0,5 Spektrofotometria UV-VIS 
41. Fluorki mgF/l 20 Elektroda jonoselektywna lub 

chromatografia jonowa IC-HPLC 
 
 



I II III IV V 
42. Siarczki mgS/l 1 Metoda kolorymetrycznaz 

tiofluoroscein� lub elektroda 
jonoselektywna 

43. Rodanki mgSCN/l 30 Metoda kolorymetryczna z 
fluoroscein� 

44. Fenole lotne (indeks 
fenolowy) 

mg/l 15 VIS Spektrofotometria UV- 

45. Substancje ropopochodne mg/l 15 Spektrofotometria w podczerwieni 
(IR) 

46. Substancje ekstrahuj�ce 
si� eterem naftowym 

mg/l 100 Metoda ekstrakcyjnawagowa 

47. Sze�ciochlorocykloheksan 
(HCH) 

mgHCH/l 4 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

 48. Czterochlorek w�gla  mgCCl4/l 3 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

49. Pi�ciochlorofenol (PCP),
  

mgPCP/l 1,5 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem  

50. Aldryny, djeldryny, 
endryny, izodryny 

mg/l 0,05 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

51. Sze�ciochlorobenzen 
(HCB) 

mgHCB/l 2 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

52. Sze�ciochlorobutadien 
(HCBD) 

mgHCBD/l 1,5 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

53. Chloroform (CHCl3) mgCHCl3/l 1,5 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

54. 1,2-dwuchloroetan (EDC) mgEDC/l 2 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

55. Trójchloroetylen (TRI) mgTRI/l 0,5 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

56. Nadchloroetylen (PER) mgPER/l 0,5 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem 

57. Trójchlorobenzen (TCB) mgTCB/l 1 Chromatografia gazowa z detekcj� 
wychwytu elektronu po ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem  

58. Insektycydy 
fosforoorganiczne 

mg/l 0,1 Chromatografia gazowa z 
detektorem azotowo – fosforowym 
NPD po ekstrakcji rozpuszczalnikiem 

59. Lotne zwi�zki 
chloroorganiczne (VOX) 

mgCl/l 1,5 Adsorpcja na w�glu aktywnym i 
oznaczenie mikrokulometryczne 

60. Adsorbowalne zwi�zki 
chloroorganiczne(AOX) 

mgCl/l 1 Adsorpcja na w�glu aktywnym i 
oznaczenie mikrokulometryczne 

61. Lotne w�glowodory 
aromatyczne (BTX- 
benzen, toluen, ksylen, 
styren) 

mg/l 1 Chromatografia gazowa z detekcj� 
płomieniowo-jonizacyjn� 

62. Substancje 
powierzchniowo czynne 
anionowe 

mg/l 15 Metoda kolorymetryczna z bł�kitem 
metylenowym 

63. Substancje mg/l 20 Spektrofotometria UV-VIS 



I II III IV V 
powierzchniowo czynne 
niejonowe 

 

1) Dotyczy �cieków zawieraj�cych cyjanki i siarczki. 
2) Warto�ci wska�ników nale�y ustala� na podstawie dopuszczalnego obci��enia oczyszczalni 

ładunkiem tych zanieczyszcze�.  
3) Dotyczy oczyszczalni o Liczbie Równowa�nych Mieszka�ców < 5000. 
4) Dotyczy oczyszczalni o Liczbie Równowa�nych Mieszka�ców � 5000. 
5) Zanieczyszczenia ogranicza warto�� wska�nika: zawiesiny łatwoopadaj�ce. 

 
 
Zał�cznik nr2 

 
DOPUSZCZALNEST
�ENIA GAZÓW I PAR W CZ
�CI POWIETRZNEJURZ�DZE� 

KANALIZACYJNYCH 
 

Nazwa substancji Jednostka Warto�	 
Amoniak mg NH3 w dm3powietrza 0,035 
Arsenowodór mg AsH3 w dm3 powietrza 0,0003 
Benzen mg C6H6 w dm3 powietrza 0,08 
Benzyna mg mieszaniny w�glowodorowej 

wdm3 powietrza 
0,2 

Brom mg Br w dm3powietrza 0,0007 
Chlor mg Cl w dm3powietrza 0,003 
Jod mg J w dm3powietrza 0,003 
Cyjanowodór mg HCN w dm3powietrza 0,005 
Czterochlorek w�gla mg CCL4 w dm3powietrza 0,02 
Dwusiarczek w�gla mg CS2 w dm3powietrza 0,05 
Dwutlenek siarki mg SO2 w dm3powietrza 0,025 
Dwutlenek w�gla mg CO2 w dm3powietrza 1,97 
Eter dwuetylowy mg (C2H5)2O w dm3powietrza 1,0 
Fenol mg C6H5OH w dm3powietrza 0,02 
Metan mg CH4 w dm3powietrza 14,4 
Siarkowodór mg H2S w dm3powietrza 0,015 
Tlenek w�gla mg CO w dm3powietrza 0,05 
 


